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[°C] [wt %]
NH,OH 65 + 3°C 0-1
sc1
H,0, 65 + 3°C 0-2
HCI 35+ 3°C 0-1.5
SC2
H,0, 35+ 3°C 0-5
HCI RT-70°C 1-5
SC2
H,0, RT-70°C 1-10
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NIRS(HPLC) 2060 The NIR-RNIR15

AN-PAN-1012 Online analysis of nickel ion and hydroxide (TMAH) in developer online
hypophosphite content in electroless nickel plating AN-PAN-1054 Online monitoring of hydrogen
baths peroxide during the CMP process

AN-PAN-1028 Monitoring tetramethylammonium
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	半導体洗浄プロセスにおける品質パラメータのモニタリング
	アンモニア水、過酸化水素、および塩酸をインライン近赤外分光法(NIRS)分析により同時に測定できます。

